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@ Verfahren zur Herstellung eines magnetischen Aufzeichnungstragers 

(g) Es wurde gefunden, daB eine Streifenbildung bei der 
Beschichtung eines flexibJen bandformigen Schichttragers 
durch eine magnetische Dispersion infolge Antrocknungen 

: en der Ober- beziehungsweise Unteriippe von Extruderspal- 
ten dadurch zuverlassig vermieden we r den kann, wenn in die 
freien Raume vor und/oder nach der Beschichtungsstelle ein 
gesattigtes Losungsmittel-lnertgas-Gemisch zugefuhrt wird. 
Dieses wird dadurch erhalten, daS ein Inertgas in ein 
Losungsmrttel enthaitendes GefaS mit dosiertem Druck 
eingeleitet wird und die Temperatur des GefaSes so gesteu- 
ert wird, daS sie leicht unterhalb der GieBtemperatur liegt, 
so daB eine Gefahr der Obersattigung des Inertgas-Losungs- 
mittel-Gemisches vermieden wird (Figur). 
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Beschreibung Im Folgenden wird das erflndungsgemaBe Verfahren 

- - , . . „ . t anhand der Figur, welche eine Schemaskizze der zur 

Die Erfindung betnfft era Verfahren zur Herstellung Durchfuhrung des Verfahrens benutzten Anordnune 

ernes magnetischen Aufzeichnungstragers, bestehend beispielhaftzeigt,nahereriautert 
aus einem kondnuierlich an einer BeschichtungssteUe 5 Der unmagnetische Schichttrager (1), beispieisweise 
vorbeilaufenden bandfdrmigen flexiblen Schichttrager, eine zwischen 5 bis 200 \im dicke Polyethylenterephtha- 

auf welchen aus einem oder mehreren Extraderspalten lat-Foiie wird flber eine Fuhrungswalze (21) zu einer 

magnetische Dispersionen im NaB/NaB-BeguBverfah- BeschichtungssteUe (18) gefQhrt Diese ist ein Extruder- 

ren aufgebracht und anschlieBend getrocknet werden, gieBer, bei dem ein oder vorzugsweise raehrere Zufubr- 

wobei die magnetische Dispersion ein organisches L6- i 0 kanaie (4, 5) die magnetischen Dispersionen als eine 

sungsmittel enthalt oder mehrere Teilschichten (22) auf den Schichttrager 

Verfahren sowie Vornchtungen der vorgenannten aufgieBen. Dabei spieit es keine entscheidende Rolle, ob 

f^SKSr^ ? nd beschri eben in der DE- die Teilschichten in einer gemeinsamen Beschichtungs- 

C 19 07 212, den deutschen Anmeldungen P 42 26 138 steile (18) (wie in der Figur eingezeichnet) oder, wie im 

u P ^ 2 ? l 39 . 50 ^ der EP * A 0 431 S 30 - D **xi be- 15 Fall der bereits mehrfach genannten EP 0 431 630 kurz 

stem die Aufgabe, aus einem oder mehreren Extruder- hintereinander auf den Schichttrager aufgebracht wer- 

g?eBerspalten relativ hochviskose magnetische Disper- den. Beide Male werden die noch nassen Schichten auf- 

sionen, in welchen feinteOige magnetische Partikel in einander gegossen. 

polymeren Bindemitteln dispergiert und in Losungsmit- Das Wesentliche des erfindungsgemaBen Verfahrens 

teln geldst vorhegen, auf einen flexiblen dQnnen band- 20 besteht darin, daB in die freien Raume (2, 3) vor und/ 

fonmgen nichtmagnetischen Schichttrager im kontinu- oder nach der BeschichtungssteUe durch noch naher zu 

leriichen Betrieb storungsfrei zu gieBen. Wie aus dem beschreibende Dosiervorrichtungen ein gesattigtes Ge- 

einschlagigen Stand der Technik bekannt ist, kdnnen misch von Inertgas und I^sungsmittel zugefuhrt wird, 

dabei zahlreiche GieBstorungen auftreten, beispielswei- urn auf diese Weise ein Antrocknen der Dispersion be- 

se em ubermaBig hoher Randwulst, Schlieren, Streifen 25 ziehungsweise der Dispersionen an der GieBerunterlip- 

oder ahnlicnes. pe (19) oder der GieBeroberiippe (20) zu vermeiden. 

Beispieisweise 1st in der DE41 01 621 beschrieben, Die Zufuhrung des gesattigten Losungsmittel-Inert- 

daB bei dem kontinuierhchen Auftragen einer FlOssig- gas-Gemisches geschieht beispieisweise wie in der Fi- 

keit oder Dispersion, welche aushartbare Kunstharze gur angegeben. 

umfaBt, im Lauf der Zeit eine partieUe Erstarrung ein- 30 Aus einem Reservoir wird Inertgas, beispieisweise 

treten kann, welche zu Streifen AnlaB gibt Diese Stickstoff oder Argon timer einem dosierten Druck 

Schwiengkeit wird nach der Lehre der genannten DE- durch eine Leitung (11) in einen am Boden eines Gefa- 

OS dadurch geiast, daB die oberen und unteren Seiten Bes (14) eingebrachten porosen Edelstahlmantel (10) 

einer Beschichtungsfilmschicht einer Kunstharzldsung, eingeleitet, wobei sich in dem GefaB unter einem kon- 

welche so emgestellt ist, daB sie durch Zugabe eines 35 stant gehaltenen Niveau (13) vorzugsweise das gleiche 

Polymensationsinduzierers aushartbar ist, jeweils in wie in der magnetischen Dispersion verwendete L6- 

Kontakt mit emer Beschichtungsfilmschicht eines L6- sungsmittel (12), beispieisweise Tetrahydrofuran (THF1 

sungsmittels und einer Kunstharzldsung, welche so ein- befindet Das Inertgas perlt aus dem porSsen Edelstahl- 

gestellt ist, daB sie nicht aushartbar ist, gebracht werden. mantel und nimmt dabei, abhangig von der Temperatur 

Auf diese Weise wird verhindert, daB die aushartbare 40 eine entsprechende Menge THF-Dampf mit, welches 

Kunstharzldsung erne Flussigkeits-Abgabekante be- das abgedichtete GefaB Qber eine Leitung (15) verlaBt 

riihrt, an welcher die aushartbare Kunstharzldsung im Mittels eines Temperiermantels (9) des doppelwandig 

Lauf der Zeit anhaften und erstarren wurde. Dieses Ver- ausgestatteten Gef aBes kann das GefaB (14) so tempe- 

fahren bedingt jedoch als Nachteil zusatzliche Dosie- riert werden, daB ein gesattigtes Losemittel-Stickstoff- 

rungen und damit Stormoglichkeiten. 45 Gemisch entsteht, dessen DurchfluBmenge durch einen 

■ Nach der Lehre der bereits vorgenannten in der Leitung (15) beflndlichen DurchfluBmesser (8) 

EP0 431 630wirdeinstreifenfreiermehrschichtigerBe- konstant gehalten wird Ober Abzweigleitungen (15', 

guB auch bei hohen Beschichtungsgeschwindigkeiten 15") gelangt dann das gesattigte Gemisch in Pufferrau- 

dadurch erreicht, daB die Viskositatsabstufungen und me (6, 7) oberhalb beziehungsweise unterhalb der Be- 

die Reynoldszahl sowie die Oberflachenspannung un- 50 schichtungsstelle (18) und durch Kanaie (16, 17) dann in 

terschiedlich eingestellt werden. Dazu miissen jedoch die freien Raume (2, 3). Das Ldsemittel (12) wird konti- 

Eingriffe m die Rezepturen der Teilschichten vorge- nuierlich aus einem (nicht gezeichneten) VorratsgefaB, 

nommen werden. welches in das GefaB einmQndet, erganzt 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Verf ah- Untersuchungen im Rahmen des erflndungsgemaBen 

ren der eingangs genannten gattungsmaBigen Art zu 55 Verfahrens haben gezeigt, daB dabei die Temperatur 

finden, welches ohne das Aufbringen zusatzlicher Be- des GefaBes (14) urn 0 bis 3°C niedriger gehalten wer- 

schichtungen sowie ohne Eingriffe in die Rezeptur der den soli als die Temperatur der Dispersion beziehungs- 

magnetischen Schicht beziehungsweise der Teil schich- weise der Dispersionen. Ist namlich die Temperatur des 

ten Streifenbildung durch Antrocknung im GieBerbe- zugefuhrten Ldsungsmittels-Inertgas-Gemisches hdher, 

reich zuverlassig auch bei hohen Beschichtungsge- 60 so erfolgt Obersattigung, das heiBt, die Gemischtempe- 

schwindigkejten vermeidet, insbesondere beim BeguB ratur steigt uber die Temperatur der Dispersion, dabei 

von magnetischen Dispersionen, deren Viskositat im nimmt das Gemisch der Temperatur entsprechend L6- 

Bereich einiger Tausend mPa • s liegL sungsmittel auf, welches beim Oberstreichen des GieB- 

ErfmdungsgemaB wurde die Aufgabe geldst mit ei- eroberteiles wieder kondensiert, so daB Tropfen auf die 

nem Verfahren mit den im kennzeichnenden Teil des 65 Beschichtung flieBen und dadurch GieBstorungen ver- 

Anspruchs 1 genannten Merkmalen. Weitere Einzelhei- ursachen kdnnen. 

ten der Erfindung gehen aus den Unteranspruchen, der In einem Beispiel wurde eine magnetische Dispersion 

Beschreibung sowie der Zeichnung hervor. mit einer Viskositat von 2500 mPa - s bei einer GieBge- 


DE 43 16 

3 

schwindigkeit von 350 m/min mittels eines Extrudergie- 
Bers in einer Trockenschichtdicke von 5 um auf einen 
15 um dicke Polyethylcnterephthalat-Schichttrigerauf- 
gebracht Die Temperatur der Dispersion betrug 20°C, 
und die Temperierung des GefaBes (14) wurde auf 5 
18,5 0 C eingestellt Es zeigte sich, daB bei dieser Einstel- 
lung auch nach langem Dauerbegufi keineriei Antrock- 
nungen im GieBerbereich zu beobachten waren- 

ZweckmaBigerweise werden zur UnterstQtzung eines 
stdrungsfreien Begusses die ublichen aus dem Stand der 10 
Technik bekannten MaBnahmen zusatziich eingesetzt, 
beispielsweise Abstreifplattcben an den beiden GuBrSn- 
dern, wie sie aus der bereits genannten deutschen An- 
meidung P 42 26 138 bekannt sind so wie alternativ oder 
zusatziich Ausstreichmagneten, bekannt aus der 15 
DE 29 36 035, welche an den GieBrandern unter einem 
Winkel zwischen BeguBrand und Spaltnrittellinie zwi- 
schen 0,5 bis 10° eingestellt sind. 

Zur Venneidung von Immissionen des flOchtigen Lo- 
sungsmittels in die Atmosphare wird zweckmaBigerwei- 20 
se die ganze GieBbox durch einen Kasten (23), welcber 
die gesamte Beschichtungs- und Zufuhreinrichtung des 
gesattigten Gemisches enthait, abgedichtet, wobei die 
Box lediglich einen Schlitz fur die Einfuhrung und den 
Austritt des unbeschichteten Schichttragers (1) bezie- 25 
hungsweise des beschichteten Schichttragers (¥) auf- 
weist 

Selbstverstindlich sind auch Abwandlungen des er- 
findungsgemaBen Verfahrens mdglich, beispielsweise 
kann die Zufuhrung des gesattigten Ldsungsmittel- 30 
Inertgas-Gemisches auch Ober ein in die freien Raume 
(2,3) irgendwie eingebrachtes Rohr geschehen, welches, 
um wenige Millimeter von der BeschichtungssteUe be- 
abstandet, gleichmaBig verteilte Locher zur Befeuch- 
tung enthait. Dabei hat sich als zweckmaBig erwiesen, 35 
den Befeuchtungseffekt an den beiden GieBrandern hd- 
her zu dosieren als in der Mitte, weil gerade an den 
GieBrandern die Eintrocknungsgefahr besonders groB 
ist 

40 

Patentansprflche 

1. Verfahren zur Herstellung eines magnetischen 
Aufzeichnungstragers, bestehend aus einem konti- 
nuierlich ah einer BeschichtungssteUe (18) vorbei- 45 
lauf enden bandfdrmigen flexiblen Schichttrager (1), 
auf welchen aus einem oder mehreren Extruder- 
spalten (4, 5) magnetische Dispersionen im NaB- 
NaB-BeguBverfahren aufgebracht und anschlie- 
Bend getrocknet werden, wobei die magnetische 50 
Dispersion ein organisches Ldsungsmittel enthalt, 
dadurch gekennzeichnet, daB in den freien Raum 
(2, 3) zwischen begossenem (1') beziehungsweise 
unbegossenem Schichttrager (1) und Extruderspalt 
(4, 5) vor und/oder nach der BeschichtungssteUe 55 
(18) ein gesattigtes Ldsungsmittel- Inertgas-Ge- 
misch zugefuhrt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zufuhrung des gesattigten Ld- 
sungsmittel- Inertgas-Gemisches aus einem Gef&B #> 
(14) geschieht, in weichem das Ldsungsmittel (12) 
auf konstantem Niveau (13) gehalten wird, in wel- 
ches Inertgas Qber eine Zufuhrleitung (11) so wie 
Qber einen porosen Edelstahlmantel (10) am Boden 
des GefaBes (14) eingeleitet wird, wobei das GefaB 65 
durch seine doppelte Ummantelung (9) mit einer 
Temperierflussigkeit beaufschlagt wird und wobei 
das Gemisch Qber eine mit einem DurchfluBmesser 
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(8) versehene Leitung (15) Qber Abzweigleitungen 
(15', 15"), Zwischenspeicher (6, 7) und Kanale (16, 
17) den freien Raumen (2,3) zugefuhrt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die GieBstation bestehend aus Be- 
schichtungssteUe (18), ZufQhrung fur das Inertgas- 
Ldsungsmittel-Gemisch (2, 3, 6, 7, 16, 17) gekapselt 
ist(23). 

4. Verfahren nach den Ansprfichen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Temperatur des gesattig- 
ten LSsemittel-Inertgas-Gemisches zwischen 0 bis 
3°C unter der Temperatur der magnetischen Di- 
spersion liegt 
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